中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	多层膜反射镜
	高能与中能多层膜反射镜3块，低能多层膜反射镜2块，各个镜子主要技术参数如下表：
	
	高能反射镜(A)
	中能反射镜(B,C)
	低能反射镜(D,E)

	技术参数
	基底：硅片30x30x0.5 mm3
能点：870eV ±25eV(膜材W/Si)
入射角度：45°
反射率:>1% @基波290eV(s偏振) 
带宽：<10eV
粗糙度：<0.5nm
	基底：单晶硅30x25x6 mm3
能点：400 eV ± 25eV（膜材NiV/Ti）
入射角度：45°
反射率：>5% (s偏振)
带宽：<20eV
面形：<2urad (RMS)
粗糙度：<0.5 nm
十字标记：线宽<20um,长度<100um
	基底：单晶硅30x25x6 mm3
能点: 90eV±10eV(膜材Mo/Si,1块,D)
40eV±5eV(膜材Mg/SiC,1块,E)
入射角度：45°
反射率(s偏振)：>50% @D,>30% @E
面形：<2urad (RMS)
粗糙度 <0.5nm @D, <1nm @E
十字标记：线宽<20um,长度<100um 

	数量
	1
	2
	2



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：分批付款，合同签订后首付40%，交货验收合格后付60%
验收指标及验收要求：
高能反射镜：反射率>1% @基波290eV(s偏振);带宽<10eV;粗糙度<0.5nm
中能反射镜：反射率>5% (s偏振);带宽<20eV;粗糙度<0.5nm;
低能反射镜：反射率>50% @D,反射率>30%@E(s偏振);粗糙度<0.5nm@D, 粗糙度<1nm@E;
保修及售后服务：一年质保。
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